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Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytutow

Whiosek z dnia 16.04.2019
o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego
w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

s

Imie i Nazwisko: Wojciech Depczynski

Stopien doktora/ kwalifikacje I stopnia: doktor nauk technicznych

Tytut osiggniecia naukowego/artystycznego: ,Technologia wytwarzania spiekanych
materiatow porowatych o porach otwartych na bazie proszkow metali do zastosowan w
zakresie dyssypacji energii i wymiany ciepta”

Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postgpowanie habilitacyjnego:
Politechnika Swietokrzyska w Kielcach, Wydziat Mechatroniki i Budowy Maszyn
Oswiadczam, ze zapoznatam(tem) sie z klauzulg informacyjng (RODO) dotyczacqg przetwarzania
danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutdw — zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) — dostepng na stronie www.ck.gov.pl.
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Kopia dokumentu stwierdzajacego posiadanie stopnia doktora.

Autoreferat w jezyku polskim i angielskim.

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twdrczych prac zawodowych oraz informacja o osiggnieciach dydaktycznych,

wspdtpracy naukowej i popularyzacji nauki.

3.1 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujgcych sie w bazie Journal Citation Reports (JCR) wchodzace w skiad
osiggniecia naukowego.

3.2 Publikacje w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (czes¢ B).

3.3 Oswiadczenia wspdtautoréw dotyczace ich udziatu w publikacjach wieloautorskich, wchodzacych w sktad osiggniecia
naukowego, opublikowanych w czasopismach znajdujacych sie w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz w
czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (czes¢ B).

3.4 Patenty wchodzace w skiad osiggniecia naukowego.

3.5 Materialy z konferencji miedzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science).

Inne publikacje naukowe w czasopismach znajdujacych sie w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz patenty nie

wchodzace w skiad osiggniecia naukowego.

4.1. Inne publikacje naukowe w czasopismach znajdujacych sie w bazie Journal Citation Reports (JCR) nie wchodzace w
sktad osiggniecia naukowego.
4.2. Patenty nie wchodzace w skiad osiggniecia naukowego.

Nagrody za dziatalnos¢ naukowa.

Potwierdzenie kierowania projektami realizowanymi we wspotpracy z naukowcami z innych osrodkéw polskich i

zagranicznych, a w przypadku badan stosowanych we wspotpracy z przedsiebiorcami oraz potwierdzenie wykonania

ekspertyz lub innych opracowan na zamodwienie organdw wiadzy publicznej, samorzadu terytorialnego, podmiotow
realizujgcych zadanie publiczne lub przedsiebiorcéw.

Potwierdzenie odbycia stazu.

Potwierdzenie wykonania recenzji publikacji w czasopismach miedzynarodowych.

Plyta CD z zapisem elektronicznym dokumentdw, 2 egz.

1) jezeli niepotrzebne - skresli¢



